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Aparat wirnikowy do wysiewu materiatéw pylistych i granulowanych,
zwlaszcza nawozow mineralnych

Przedmiotem wynalazku jest aparat wirnikowy do wysiewu materiatéw pylistych i granulowanych, zwtasz-
cza nawozéw mineralnych, stosowany w rozsiewaczach nawozéw typu odsrodkowego.

Stosowane dotychczas aparaty wysiewajace typu odsrodkowego, zwtlaszcza w rozsiewaczach nawozdw,
zaopatrzone s3 wjedna lub wigcej nieostonietych tarcz rozsiewajacych, umieszczonych najczesciej w pta-
szczyZnie poziomej i zaopatrzonych w topatki kierujace.

Nawdz lub inny materiat jest dozowany w okreslonym miejscu na wirujace tarcze, skad pod wplywem
dziatania sil odsrodkowych rozrzucany jest na wyznaczonej powierzchni np. na powierzchni pola.

Wada znanych i stosowanych aparatéw wysiewajgcych typu odsrodkowego z nieostonigtymi tarczami jest
to, ze wytworzone przez wirujgce tarcze strumienie powietrza stwarzaja duze opory wokot tarcz, wskutek czego
rozsiewany material uktada si¢ na powierzchni pola w sposéb przypadkowy, nie zapewniajagc tym samym wy-
maganej szerokosci i rwnomiernosci poprzecznej wysiewu. Dodatkowa wada znanych aparatéw wysiewajacych
jest to, ze wytworzone przez wirujace tarcze strumienie powietrza oddziatywuja na rozsiewany materiat, zwtasz-
cza pylisty, powodujac nadmierne zapylenie powietrza, szkodliwie wplywajacego na otoczenie.

W drodze pracochtonnych i kosztownych badan usitowano zapobiec tym niekorzystnym zjawiskom po-
przez ustalenie najkorzystniejszego miejsca dozowania materiatu na tarcze wysiewajace, optymalnego dla kazdego
rodzaju materiatu i wymaganych parametréw wysiewu. Uzyskane ta droga wyniki nie spetniajg jednak zatozo-
nych wymagarn.

Celem wynalazku jest opracowanie aparatu wysiewajgcego skutecznie usuwajacego powyzsze wady oraz
gwarantujacego uzyskanie optymalnych parametréw wysiewu niezaleznie od rodzaju wysiewanego materiatu
1 takze ograniczajacego nadmierne zapylenie powietrza.

Istoty aparatu wirnikowego wedtug wynalazku jest to, ze wirnik zaopatrzony w jedng lub wigcej topatek
kierujagcych wraz z umieszczonym nad nim odrzutnikiem jest obudowany wahliwg w plaszczyZnie poziomej
ostong, ktdra posiada otwdr dozujacy i otwér wylotowy. Otwér wylotowy ostony jest skierowany przeciwnie do
kierunku ruchu maszyny, a odchylenia jego osi od osi wzdluznej maszyny sa symetryczne i wynoszg od
0do +90°.
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Odmiana aparatu wirnikowego wedtug wynalazku polega na tym, ze zawiera zespot sktadajacy si¢ z dwéch
pojedyticzych aparatéw wimnikowych, obudowanych ostonami wahliwymi, przy czym ostona drugiego wirnika
stanowi lustrzane odbicie ostony pierwszego wirnika. Otwory wylotowe obu oston sg wzgledem siebie przesta-
wione o kat od 0 do 90°, a ruchy wahadtowe tych oston sa przeciwbiezne.

Aparat wirnikowy wed}tug wynalazku, dzigki specjalnie uksztattowanej ostonie wirnika pozwala na uzyska-
nie dodatkowo — oprécz sil odsrodkowych pochodzacych od topatek kierujacych — ciagu strumienia powietrza,
ktérego kierunek jest zgodny z kierunkiem wyrzucanego materiatu, dzigki czemu otrzymuje si¢ réwnomierne
pokrycie powierzchni, a takze wigkszy zasigg wysiewu. Uzyskanie optymalnych parametréw wysiewu jest nieza-
lezne od miejsca dozowania materiatu na topatki wirnika, gdyz bez wzgledu na to, w ktérym miejscu w obregbie
otworu dozujacego bedzie podawany material, zawsze zostanie przemieszczony przez odrzutnik w zasig¢g dziata-
nia topatek wirnika. Oprécz tego, ostona wirnika ogranicza unoszenie si¢ pytu bezposrednio wytworzonego
przez wirnik. _ ’

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przyktadzie wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1 przedsta-
wia aparat wimnikowy w przekroju wzdtuz linii A—A oznaczonej na fig. 2, fig. 2 — aparat w widoku z géry
Z czg¢éciowo odstonigtym wirnikiem, fig. 3 — odmiane aparatu wedtug fig. 1 i 2 w ukladzie zespolu dwdch
aparatéw winikowych w widoku z géry.

Aparat wirnikowy wedtug wynalazku sktada si¢ z wirnika 1, zaopatrzonego w topatki kierujgce, umiesz-
czonego nad nim stozkowego odrzutnika 2 oraz wahliwej ostony 3. Ostona 3 wirnika 1, wykonujaca ruchy
wahadtowe kw w plaszczyZnie poziomej zawiera umieszczony nad odrzutnikiem i w osi wirnika otwér dozuja-
cy 4 oraz otwér wylotowy S5, umieszczony w ptaszczyZnie bocznej ostony i skierowany przeciwnie o kierunku
ruchu maszyny. Odchylenia otworu wylotowego 5 wzgledem osi wzdtuznej maszyny s3 symetryczne i wynosza
od 0 do *90°.

Material doprowadzony jest przez otwér dozujacy 4 na stozkowy odrzutnik 2 skad przemieszczany jest
pod zasigg topatek kierujacych wirnika 3, a nastgpnie sita odsrodkowg wyrzucany na zewngtrz przez otwér
wylotowy 5. :

Ruchy wahadlowe ostony zwigzane sa posrednio lub bezposrednio z uktadem napedowym maszyny i zsyn-
chronizowane z predkoscia jazdy maszyny.

Odmiana aparatu wirnikowego wedlug wynalazku fig. 3 polega na zastosowaniu dwdch pojedynczych

- aparatéw wirnikowych usytuowanych obok siebie w ptaszczyZnie poziomej. Drugi wirnik jest lustrzany odbiciem
wirnika wedtug fig. 1 i 2 przy czym otwory wylotowe 5 obu oston s wzgledem siebie przestawione o kat od 0
do 90°, a ich ruchy wahadtowe kw s wspSibiezne, zas kierunki obrotéw wirnikéw ko sg przeciwbiezne.

Zastrzezenia patentowe

1. Aparat wirnikowy do wysiewu materiatéw pylistych i granulowanych, zwtaszcza nawozéw mineralnych,
stosowany w rozsiewaczach nawozéw typu odsrodkowego z jedna lub wigcej tarczami wysiewajacymi, znamienny
tym, ze wimik (1) z umieszczonym nad nim odrzutnikiem (2), obudowany jest wahliwg w ptaszczyZnie poziomej
ostong (3), zawicrajacg otwdr dozujacy (4) iotwdr wylotowy (5) skierowany przeciwnie do kierunku ruchu
maszyny, przy czym odchylenia otworu wylotowego (5) wzgledem osi wzdtuznej maszyny s3 symetryczne
i wynoszg od 0 do + 90°.

2. Odmiana aparatu wirnikowego wedtug zastrz. 1, znamienna tym, Ze zawiera zesp6t sktadajacy sig
z dwéch pojedynczych aparatéw wirnikowych, przy czym ostona (6) drugiego wirnika stanowi lustrzane odbicie
ostony (3), zas otwory wylotowe (5) obu oston sg przestawione wzgledem siebie o kat od 0 do 90°, a ruchy
wahadtowe oston sg wspStbiezne.
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